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I. INTRODUCCIÓN

El semiconductor Ga
x y

emisión del Ga
x y

E
0

red a

la nitruración con atmósfera de amoniaco y 

de desechos de materiales semiconductores de 

II. DETALLES EXPERIMENTALES

A. Diseño de la celda
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reactor son la facilidad de funcionamiento y el 

Fig. 1. 

B. Electrodos

H

C. Electrolitos

III. RESULTADOS
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Fig. 2.
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IV. CONCLUSIONES
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Fig. 4. 
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